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(54) CHẾ PHẨM HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM SẠCH SỬ DỤNG 
CHẾ PHẨM NÀY

(57)  Sáng chế đề cập đến việc cung cấp chế phẩm hoạt động bề mặt bao gồm các chất hoạt 
động bề mặt có nồng độ cao, có độ lỏng trong khoảng nồng độ rộng, và không bị vẩn đục 
khi pha loãng với nước cứng. Chế phẩm hoạt động bề mặt này bao gồm thành phần A, 
thành phần B, và thành phần C được mô tả dưới đây, trong đó tổng hàm lượng của thành 
phần A và thành phần B là từ 35 đến 80% khối lượng và trong đó thành phần A là ít nhất 
một hợp chất sulfonat được chọn từ nhóm bao gồm hydroxyalkan sulfonat và olefin 
sulfonat, thành phần B là polyoxyalkylen alkyl ete, và thành phần C là nước.
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